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	چکیده: با توسعه روزافزون کاربرد نانوتکنولوژي در علوم و صنايع گوناگون, امروزه پيدا کردن روشهاي نوين براي ساخت و تهيه مواد مفيد و مورد نياز در سطح نانو براي كاربرد در nanodevice ها اهميت خاصي پيدا کرده است. روشهاي متعددي براي ساختن اين موادوجود دارد
e-beam lithographyو interference lithography
، و ... يكي از روشهاي معمول استفاده از صفحات و لايه هايي با سوراخهاي در سايز نانو مي‌باشد. از جمله مواردي كه به اين عنوان به كار مي روند فيلمهاي پلي كربنات و فيلمهاي آلوميناي متخلخل مي باشند. از عواملي که باعث مهم تر شدن نقش فيلم آلومينا در تکنولوژي ساخت ساختارهاي نانومتري شده آسان و ارزان بودن پروسه ساخت ان مي باشد, همچنين نکته مهم ديگر سازگاري با تکنولوژي CMOS مي باشد. 
علاوه بر اين نکته اي که در مورد اين فيلم ها حايز اهميت است کنترل پذيري ابعاد سوراخهاي اين فيلمها توسط شرايط آزمايش ميباشد            
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	Today with the high rate development of nanotechnology and its applications in industry and science, it is so important to fine new procedures and methods to fabricate useful and necessary materials in the size of nano for nanodevices applications.

There are different method for nanofabrication such as , e-beam lithography , interface lithography and cluster method and . . .. There is also another novel method for fabrication of nanostructure which is called nanotemplate and in this method nanoporous materials are used in order to fabricate nanostructures in their nanosized pores.

Examples of these porous materials are polycarbonate films and nanoporous alumina membranes, that we studied alumina membranes in this research.

The reasons which made alumina an interesting template for nanostructures are its easy to produce and cheap growth process in addition to its compatibility with CMOS technology.

Moreover, it is of our interest that we can control the pore size , porosity and film thickness by controlling the experiments parameters such as temperature, electrolyte composition and etc.




